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Abstract (en)
[origin: ES8501679A1] An identification card with high-embossed data, in which the high-embossed data are superimposed by a security pattern
which is inscribed in the identification card by means of a laser beam recorder. The security pattern may be present, for example, only on the
high-embossed data themselves or else cover a larger area of the card. Attempted back-embossing of the high-embossed data is immediately
recognizable due to distortion of the security pattern.

Abstract (de)
Ausweiskarte mit hochgeprägten Daten, bei welcher die hochgeprägten Daten von einem Sicherheitsmuster überlagert sind, welches mit einem
Laserstrahlschreiber in die Ausweiskarte eingeschrieben ist. Das Sicherheitsmuster kann z.B. nur auf den hochgeprägten Daten selbst vorliegen,
aber auch einen größeren Kartenbereich überdecken. Eine versuchte Rückprägung der hochgeprägten Daten wird durch eine Verzerrung des
Sicherheitsmusters sofort erkennbar.
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